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(57) Abstrak :

Telah dihasilkan produk berupa sediaan bahan berupa ekstrak kasar etil asetat fermentasi ko-kultur untuk menghambat

pertumbuhan mikroba patogen pada manusia beserta proses produksinya secara fermentasi cair ko-kultur jamur Aspergillus

fumigatus LBKURCC269 dan Bakteri Bacillus paramycoides LBKURCC218 termofilik. Peningkatan aktivitas antimikroba ini

sangat bergantung pada produksi senyawa bioaktif pada fermentasi ko-kultur. Fermentasi mikroorganisme termofilik dengan cara

ko-kultur ini dapat menginduksi 20 senyawa yang tidak dihasilkan pada kultur tunggalnya. Dengan adanya invensi ini dapat
dihasilkan sediaan bahan senyawa bioaktif dari mikroba termofilik dengan aktivitas antimikroba lebih tinggi daripada kultur
tunggalnya dan senyawa metabolit sekunder terinduksi yang tidak dihasilkan pada fermentasi kultur tunggal.

A. fumigatus LBKURCC269 dalam media
padat Potato o

Dextrose Agar pada

8. paramycoides LBKURCC218 dalam
s Dextr
suhu 45°C selama 5 hari

at
45°C selama 2 hari

media padat Nutrient Agar pada suhu

B. paramycoides LBKURCC218 dalam
Erlenmeyer 500 ml yang mengandung
250 ml media cair Malt Extract Broth

|

Difermentasi pada suhu 45°C dan
kecepatan agitasi 120 rpm selama 2




	Cover HKI Paten.pdf (p.1)
	Zona Octarya,ID.pdf (p.2-5)

